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〔ⅩⅠⅩ〕理化学機械およびⅩ線装置
PRECISION SCIENTIFICINSTRUMENTS

AND X･RAY APPARATUS

昭和30年度においては永年にわたる研究,技術の成

果と経験に基き,ますます増大する需要面よりの要望に

応えるべく,理化学機械全般にわたり面目を一新し,そ

の性能を飛躍的に向上せしめた｡この11立理化学機械の

真価を,世界に問うべく,米国カリホルニヤ大学へ我同

初の電子顕微鏡の海外進出をみた｡

特に電子顕微鏡HU-10型,分光光電光度計EPU-2

型,自記分光光度計EPS-1型,重水分析用質量分析計

RMD-1型などは本年度において特記すべき製品である｡

レントゲン装置は医学が進歩する:二ともない需要の面

も結核の診断のみでなく,胃腸,心臓,癌などの診断に

も使用するようになった｡また最近は結核の診断に高富

圧撮影を採用するようになり,日立 作所でも8月に完

成し,第1号機を九大医学部放射線科に納入Lて優秀な

る性能を発揮し,多大の成果をおさめて｢ノ､る｡

理化学機械

EU-10型電子顕微鏡

目覚しい進歩を続ける電子誠徴鏡応用技術にこたえて

電子顕微鎧 HU-9型を 作し斯界の好評を博して

が,今回さらに→段と多能化と高圧化したHU¶10型

子顕微鏡を完成した｡本棟は従来のHU-9型の性能の

ほかに,厚い試料の観察と分解能の向上を期した研究者

用高性能型である｡

仕 様

加速電圧….100kV,75kV,50kV,3段切換

電子光学系….第1第2収束レンズ,対物レンズ

倍

中間レンズ,4段切換投射レンズ

による2段収束色収差補償方式
率‥..直接×400～×50,000常軌観察

×2.6および×10倍ルーペ付引伸

×300,000

分 解 能

分解能指数

電子顕微鏡‥…‥
….15A

電子廻折B6ersch型..5×10-5以上

Hillier 型..5×10▼6以下

最′ト廻折視野‥.……. 約1/J

最/ト照射視野……………………‥約2/∠

カ メ

排

電

裏

ラ…･キャビネ1/318枚入り,36視

野連続撮影可能

気….ノヾルプ連動操作方式, 料重力メ

ラ室完全エアロック方式,乾板専

円予備排気室付き

排気時間….鏡体 5分,試料室30秒,

カメラ室 2分

源…･電源電圧A.C.100V,消費電力

3kW,周波数50へ.または60′ヽ

憂‥‥‥‥‥‥‥…,‥.り.約1,300kg

第1図

HU-10型電子顕微鏡

Fig.1.

GeneralView of the

Type H■U-10Electron

Microscope

UM-2型趨ミクロトーム

細胞や繊細の超 切片を作り,これを電子顕微鏡で観

察するこ上がここ一,二年の問に急速に発達し,日立製

作所においても先にUM-1型超ミクロトームを

､r-
ノー｡

-.7て

＼_I

作し

本機は日立独特の矧生変形送り機構を採用したもの

送りの確実なことi･ま斯界でも認められていた｡今回

操作l姉こおいて需用者の種々の要求を取り入れたUM-2

型を製作した｡

仕 様

微動送 り 量……0･05-0.2恒温続的調整可能

素 量…………………… 31kg

寸 法‥幅3(裕×長さ288×高さ205mm

EEM-1型pⅡ計

さきにEHP-1型指零式pH計を完成して,精密測定

方面の需用に供してきたが,今回さらに実用向のEHM-一

1型直読式pH計を完成した｡

本器は指零式土較べて直読式であるので操作が簡単

､■こ=･,工場現場,研究室,実験室などにおいて迅速測定を

必要とする~ん'血に好適なもので,すでに多大の好評をえ

1いそ,1

回
電

路

仕 壊･

方 式……….直読式 直流2段増幅

源…………A.C.100V50/60へ.

目 盛‥
‥pH

O～14pH

mV ±400mV

最 小 目 盛……‥.……………･0･1pI‡

温度補正目盛………………‥ 0一-1000C

精 度………………‥ ±0.05pH

tE,--･･162･-
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第2図

EHM→1型pH計

Fig.2.

Type EHM→1

PH Meter

EPtト2塑分光光電光度計

日立製作所が他社に先んじ分光光電光度計の製作に右

手し,繭

良を施し,

完成した｡

引続き改良を加えて たが, 全面的な改

性能の向上したEPU-2型分光光電光度計を

本光度計は水晶プリズムを使用し,波長域200m/J～

1･2/′における吸収測定を対象として製作されたもので,

Beckman型にItし特に改良されている点は入射,射出

のスリットの位置を離して ′判1勺収差を少くし,スリッ

トの有効良を長くして分光器の明るさを増大せしめた｡

分光光電光度計は紫外域または可視域iこおける特定の

波長に対する吸収を測定して物質を定量する吸光分析

に,あるいは定性的には吸収スペクトルを測定Lて化ツ

構造を昭明するのに使用されるが,つぎのような附属装

置を装着することにより,さらに応用分明が拡大され三)っ

長吸収管附属装置 螢光附属装置

反射附属装置 簡易記録附属装こ試

灸光附属装置 ホトマル付受光増幅部

なお波長域320m/∠～1･2.【∠における吸収測定用として

ガラスプリズムを使用したEPV-2型分光 を計度光電

製作している｡

､モた螢光附属装置は特に他社と全く趣を異∴したプノ~式

∴なっているので下記に重ね｣〔~紹介すく,し

L-2型蛍光~附属装置

本装置はビタミンBl,B2またけAl,あるいは他の螢

光物質の定量を目的上しBeckman型の螢光装置のよう

に白熱電球による螢光全量を測定するノん式と異り,紫外

線により被検物質を照射し,その分光糎射特性を測定て

きる点に大きな特長を有しており,分光光電光度計の光

源部の代りに 装置を装着する三簡単にその目的を果し~⇒

二三ができ乙J｡

志お本装置に簡易記録附属装置を併糊する三二螢光分

毎射相生をt[】記するニー二ができキ:-こ.

EPS-1塑自記分光光度計

[1宣自記分光 十､iトEPR∴1型に引続き,紫外,‖ト睨,

近赤外域(2,200～27,000A)ニおける分光吸収特性せ自動

記録させるた♂)の装荷七して,‖カニ日記分光光度計EPS-

1聖を完成した､つ

第3図 EPU-2型分

Fig.3.Type EPU-2

Spectrophotometer

光･光電米産計

Photoelectric

第4図 L-2塾螢光附属装置

Fig.4.Type L-2Attachment for

Fluorescence Photometry

算5図 EPS-1二塾自記分･光一光度計

Fig.5.Type EPS-1Recording

Spectrophotometer

ニの装置け従来の手動のものに較ぺて短時間に測定か

てきるので,蛮化しやすい試料の測定に適している｡ヰ

た測定波長範囲が広いので各櫨有僚,･無機化-こ㌻物の吸収

柑舶帰三,あるいこ土近赤外部における各種有桝化古物J)

構造粕粧朝甥滝上,化学~l二業方面,医学関係ほも三より,

各1`佃ヘリ)活用が期待されてい憲)｡

仕 様

使用目的….液体またほ固体の分一光吸収特性J)

自動記轟式測定

炎光分析の日野㌍野草御宝
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波長範囲‥･‥･‥‥.‥.‖….2,200～27,000A

測光方式……‥交照測光による電気的比率型

検 出 器….‖……光電子増倍管およびPbS

測定時間….3段切替(5分,50分,500分)記録速

度自御御御付

記録紙様式….ロールチャート(波長軸は分散特

.性に比例)
単 色 器….ワトロ型シソグ/レモノクロメータ

光
大

源……水素放電管,タングステン電二味

き さ…………‥1,400×600×500mm

使用電力∴……100V50て吏7こ｣‡60(し1kW

RMⅧト1型質量分析計

重水素の濃度測定には,"浮き",比重瓶などによる童

量法と,質量分析 による二つの方法が行われて

なかでも質量分析法による測定が,精度の高いこ

.コr たが,

,測定
時間の短いこと,_試料所要量の少いこンなごの点･ここお1.

てすぐれている｡この方法は試料水を適当な方法で分解

して水素ガスの形にし,これをイオン化してH2+,DH+,

D2+などの形で比較する方法で,水素を生ずるような不

純物以外の物質の混入はあまり問題とならない長所があ

る｡RMD-1型質量分析計は 水素の測定を寺川目的と

したもので,H2+,DK+またはD2+中の二つのイオン

を1司時に受けて零点測定法で測定する高精度叫則走装置

である｡本装置は分析部および電源部とから成り,点検,

操作などの簡易化に重点を置いて設計されている｡

仕 様

分 析 管………………600型半径50mm

精 度….D2:DH またはDH:H2て1/101

試料所要量‥‥‥

測定時間‥‥.‥.

記録方式‥.

…….0,5cc(常任)

…………15分

‖零点測定直流式
イオン加速電圧…………………… 760V

磁場魂庶(永久磁石)…………1,100ガウス

分析管真空度…………‥.‥.1×10~6mmHg

消費電力….‖‖……‥ A.C.100V 3kW

総床面積‥.‥‖………‥1,510×1,400mm

Ⅹ 線 装 置

診療用大型速写装置

速写装置として現在まで｢ヰヤビネ版｣を製作してい

たが,四つ切一枚掠り連写の要望が多いので,大型速写

装置を製作した｡本装置は特に設計を考慮しフイルムの

大きさに比して小型であり,現在埋り透視台に容易に装

着できる｡

仕 様

螢光板の大きさ………………‥35×35cm2

撮 影 1枚撮り……‥四ツ切縦･六ツ切横

2故撮り……‥四ツ切縦･六ツ切横

4枚撮り….六ツ切縦横の1/2を4放

そのほか‥‖別製カセッテ枠の使椚∴

より,六ツ切以下の縦横

各1杖撮｢】可辞

第38巻 第1号

第6図 RMD-1型 質 量 分 析 計

Fig.6.Type RMD-1Mass-Spectrometer

特殊撮影台

従来の撮鋸台では被写休の態位が限定され,胸部肺尖

掃最なごの特殊撮影こ･封む々土困難が多かったので,

妹棍影に撮も適し,かつ一般掘影も容易な撮影台を

し昨年発

特

1

したが,その後さらに改良を加えて取扱いを

容易こした｡本機けカセッテ保持方法が一般撮影台と異

り,カセッテ面の~前後の移勤を始め,あらゆる方向およ

び角度こ同定でき,色々な姿勢の胸部掘影が可能である｡

また被写体の姿勢を容易ならしめるように特殊当板を装

備しており,かつこれらの操作はハンドル,- ッマミで容

易こできる｡ベース,托その他機械的強度を十分に考慮

し′て設計製作されているのでカセッテの取付は,完全か

イ責走で一般撮影は勿論,各種特殊据影において鮮明な

写頁を描渇こ上ができる｡

第7図 診療牒大型速写装置
Fig.7.~Spot Film Device

forDiagnosis

第8国

特 殊 撮 影 台

Fig.8.

Cassette Stand

for SpecialRa･

diography
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第9図 高 電 圧 撮 影

Fig.9.High VoltageRagiogra.

pby Unit

第10国 圧 口1リ ー ダ

Fig.10.CassetteIIolder for

High Voltage Radiography

高電圧撮影装置

高電圧撮㌶の利点は高電圧,小電流掘影であるため,

小焦点の短時問掘儲が可能となり電源電圧降~Fの影響が

少なく,比較的竃灘

能である上,従

ところでも十分撮影が可

の普通撮影ではえられなかった骨格背

後に存在する筋肉組織を明瞭に 現しうるこtである｡

このために利用佃封直,診断価値が高くなり,また撮岩条

件の選定も非常に容易になるなどの長所をイニi■し,各方面

の要望が大きt■､｡これに対して仝披整流変圧器式高富任

装置,10および2kW 二重 点Ⅹ繰管球装置,移動式

管球支持装置,制御卓子および高圧用リーダよりなる高

電圧撮影装置を製作した｡

仕 様

電 源……‥単相100/200V,50/60〔∪

整 流 方 式……‥全波整流グレツツ魚拓緑

Ⅹ 線 管…….………‥DOH-10NV

(大焦点5×5mm,/J､焦点2･3×2･3mm)

二次電圧範囲….最高140kVp,最低40kVp

短時間負荷容量‥..140kVp 40mA/s(/ト焦点)

60kVp200mA/s(大焦点)

連続負荷容量"…‥.....95kVp3mA 連

高圧用リ ーダ

高電圧撮影は前記高電圧撮影装置で述べたご七く,多

くの利点を有するにもかからず散乱繰が非常に多く,そ

のために写真のコントラストが悪くなろ上いう欠.･…エがあ

る｡本撮影
八口人小†y

中影撮は台 スロクの リスをフイルム面∴

沿って斜に移動さすことにより散乱綿をl牧収し,
リト■ノ

写 〔')

コントラストを向上させるとともにフイ′レム･:ニクロスリ

第11図 診療用断層撮影装置

Fig.11.=D-L"Units for Diag-

nostic Layer Radiography

スの縞目が写らないようにして診断†剛直の高い写貞をう

ることを目的としたものである｡これにより高電圧掃影

の欠たを完全に除去し,高電圧によるすぐれた写頁撮影

が可能となった｡

診療用断層撮影装置"D-L"

管球の始動,振れ角,掠れ速度,停｣L,戟面の調整な

ど諸動作の制御に油圧操作を採用した日立断屑撮影装置

ほ桐扱1､､の簡便なこと,写真の尖鋭度が高いことを大き

く評価され各所で好評を博しているが,さらにブッキ梶

影をも可能ならしめたことにより撲斤 揖影,ブッキ拐影

両用装置として需用者の利便をはかった｡

断層撮影とブッキ梶影は小型制御卓子の切換器により

容易に切換えることができ,押釦を押すと管球ほ自動的

に巾央位置で停止し,それを機械的に同定すると確実容

易にブッキ撮影ができる｡

また断層撮影専用のⅩ繰管球としてDO-10N(実効焦

点2.3mm/2.3mm)が製作され,従来に見られぬ十分

尖鋭な写頁撮儲が可能となったこ,

仕

戟南管球足巨離..‖

様

振 れ 角 度‥.‥

振 れ 速 度‥‥

裁断耐調整範囲….‖

…‥1,200■mm

‥‥0′･-700

………‥1ノ､′10s

….0一}250mm
Ⅹ 繰 管 球………………‥ DO【10N

置の大きさ……‥2,000×1,600×2,300mm

Ⅹ練誓およびⅩ繚用整流管

詳細本誌98頁を参照頂きたい｡




